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摘要(译)

提供了一种用于对超声波信号成像的超声波成像设备及其控制方法。根
据使用其中二维布置多个元件的2D阵列探头的实施例的控制超声成像设
备的方法，所述方法包括设置使用所有所述多个元件发射的超声和回波
超声使用所述多个元素中的一些预定元素来接收;确定对象的感兴趣区段
是否包括在由所述设置确定的弱分辨率区域中;以及根据与所述感兴趣区
段对应的波束形成方法生成所述感兴趣区段的超声图像当所述感兴趣部
分包括在所述弱分辨率区域中时，根据所述设置通过发送所述超声波并
接收所述回波超声波来聚焦所发送的超声波。
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